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本标准由中国国际核聚变能源计划执行中心提出并归口。  
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图1 ITER用超导线临界电流样品骨架 

5.3 样品骨架表面处理 

5.3.1 应对样品骨架表面进行处理，以防止样品在热处理过程中与骨架表面发生粘接。 

5.3.2 推荐两种样品骨架表面处理方法： 

a) 在骨架表面喷涂石墨层； 

b) 对骨架表面进行氧化处理。 

5.3.3 Ti-6Al-4V骨架表面氧化处理条件为：空气环境中，温度约 250 ℃，处理时间约 2.5 h。 

6 样品绕制 

6.1 样品准备 

6.1.1 样品要求 

超导线样品长度应不小于1.3 m，并确保超导线上没有任何机械损伤。 

6.1.2 镀层去除 

对于有铬镀层的样品，应去除样品两端镀层，并保留样品中间段长度约70 cm的镀层。采用盐酸溶

液（4.1）对样品两端进行腐蚀去除铬镀层。 

6.1.3 清洗与干燥 

样品依次用流动水、无水乙醇（4.2）进行清洗。样品清洗过后应用冷或热空气进行吹干。 

6.2 绕制要求 

6.2.1 对于有铬镀层的样品，其镀层保留部分应处于整个骨架的中间部位。 

6.2.2 样品在两端铜环上的绕制部分各为 1～2圈。 

6.2.3 为减小热处理过程中锡漏对样品性能的影响，样品固定在骨架上后，样品两端应分别额外留出

不小于 2 cm 的长度。 

6.3 绕制过程 

6.3.1 将样品一端固定在骨架一端铜环上。 
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8.2.1  

8.2.2 Sn60/Pb40 Sn95/Ag5  

8.2.3 Ic 100 mm

 

8.2.4  

8.2.5  

8.2.6 3  



HJB 1005—2017 

4 

 

图3 完成的样品示例 
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